1. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo būdas, kur vandenilis ir deguonis susijungia vienas su kitu naudojant katalizatorių, vandeniliui ir deguoniui esant vandens garuose, kurių yra radioaktyviose dujose, išmetamose iš branduolinio reaktoriaus branduolinėje jėgainėje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima stadijas, kuriose: 
priemaišos, esančios radioaktyviose išmetamose dujose, kontaktuoja su priemaišas šalinančia medžiaga, kurios sudėtyje yra bent viena medžiaga, pasirinkta iš grupės, susidedančios iš ZrO2, mezoporėto kvarco ir aktyvintosios anglies, siekiant pašalinti priemaišas; ir,
pašalinus priemaišas, radioaktyvios išmetamos dujos kontaktuoja su katalizatoriumi, siekiant vandenilio ir deguonies rekombinacijos. 
2. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priemaišos apima mažiausiai silicio junginį.

3. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priemaišas šalinančią medžiagą naudoja temperatūros ribose nuo 100ºC iki 500ºC. 
4. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priemaišas šalinanti medžiaga turi bent mikroporas arba mezoporas. 
5. Priemaišas šalinanti medžiaga, skirta šalinti priemaišas, esančias radioaktyviose dujose, išmetamose iš branduolinio reaktoriaus branduolinėje jėgainėje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priemaišas šalinanti medžiaga apima bent vieną medžiagą, pasirinktą iš grupės, susidedančios iš ZrO2, mezoporėto kvarco ir aktyvintosios anglies.

6. Priemaišas šalinanti medžiaga pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi bent mikroporas arba mezoporas. 

7. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo įranga,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima: 
degintuvą, įskaitant rekombinacijos katalizatoriaus sluoksnį, skirtą vandenilio ir deguonies susijungimui vieno su kitu, kur vandenilis ir deguonis yra vandens garuose, esančiuose radioaktyviose dujose, išmetamose iš branduolinio reaktoriaus branduolinėje jėgainėje;
esantį prieš degintuvą išmetamųjų dujų išankstinio pašildymo šildytuvą radioaktyvių išmetamųjų dujų pašildymui, ir
priemaišų šalinimo sluoksnį tarp išmetamųjų dujų išankstinio pašildymo šildytuvo ir degintuvo, kur priemaišų šalinimo sluoksnis apima priemaišas šalinančią medžiagą, į kurios sudėtį įeina bent viena medžiaga, pasirinkta iš grupės, susidedančios iš ZrO2, mezoporėto kvarco ir aktyvintosios anglies. 
8. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo įranga,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima:
degintuvą, įskaitant rekombinacijos katalizatoriaus sluoksnį, skirtą vandenilio ir deguonies susijungimui vieno su kitu, kur vandenilis ir deguonis yra vandens garuose, esančiuose radioaktyviose dujose, išmetamose iš branduolinio reaktoriaus branduolinėje jėgainėje; ir 
degintuvas papildomai turi priemaišų šalinimo sluoksnį, apimantį priemaišas šalinančią medžiagą, į kurios sudėtį įeina bent viena medžiaga, pasirinkta iš grupės, susidedančios iš ZrO2, mezoporėto kvarco ir aktyvintosios anglies, kur priemaišų šalinimo sluoksnis ir rekombinacijos katalizatoriaus sluoksnis yra išdėstyti taip, kad radioaktyvios išmetamosios dujos praeitų degintuve pro šiuos sluoksnius nustatyta tvarka. 
9. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo įranga pagal vieną iš 7 ir 8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priemaišos apima mažiausiai silicio junginį. 
10. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo įranga pagal vieną iš 7 ir 8 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priemaišas šalinanti medžiaga turi bent mikroporas arba mezoporas. 
11. Radioaktyvių išmetamųjų dujų apdorojimo įranga pagal vieną iš 7 ir 8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima šildymo įrangą radioaktyvių išmetamųjų dujų pašildymui iki temperatūros nuo 100ºC iki 200ºC, kur šildymo įranga pašildomos radioaktyvios išmetamosios dujos palaiko priemaišų šalinimo sluoksnio temperatūrą ribose nuo 100ºC iki 200ºC. 
12. Siloksano skaidymo ir pašalinimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima stadiją, kurioje dujos, kurių sudėtyje yra siloksano, kontaktuoja su priemaišas šalinančia medžiaga esant vandens garams, siekiant suskaidyti siloksaną, kur priemaišas šalinančios medžiagos sudėtyje yra bent vienas iš ZrO2 ir TiO2. 

13. Siloksano skaidymo ir pašalinimo būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima stadiją, kurioje dujos, kurių sudėtyje yra siloksano, kontaktuoja su priemaišas šalinančia medžiaga 180ºC arba aukštesnėje temperatūroje. 
